
 

次世代半導体等小委員会（第８回） 

 

日時：令和８年４月３日(金) ９：００～１１：００ 

 

場所：経済産業省 本館１２階西１会議室 

（Teamsによる Web会議も併用） 

 

議事次第 

 

１．開会 

 

２．事務局からの説明・議論  

 

３．閉会 

 

 

＜資料＞ 

資料１   議事次第、配布資料一覧 

資料２   委員名簿 

資料３ 事務局資料 

資料４   参考資料 
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